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(54) Vorrichtung zum elektrostatischen Beschichten groBer, ebener Fldchen

(57) Beim herkémmlichen elektrostatischen Beschichten groRer, ebener Fldchen mit Handspriihgeréten oder
stationar angeordneten Automatik-Pistolen entstehen relativ groBe Mengen vagabundierender Spriihnebel. Daraus
ergibt sich die Aufgabe, diese Nebel abzuschirmen, um Material einzusparen und die Umweltbelastung durch diese
Nebel zu minimieren. Die erfindungsgeméRe Vorrichtung beinhaltet eine elektrostatische Abschirmung, die mit
niedriger Spannung als die Spriihvorrichtung arbeitet und damit eine wirksame Abschirmung der vagabundierenden
Sprithnebel sowie eine gleichmaRige Oberflachenbehandlung der zu bespriihenden Fladche gewahrleistet.
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Erfindungsanspruch:

1. Vorrichtung zum elektrostatischen Beschichten groRer, ebener Flachen mit fliissigen oder pulverférmigen
Konservierungsstoffen, die mit einer parallel zu einer zu beschichtenden Werkstickflache arbeitenden Vorschubeinrichtung
versehen ist, gekennzeichnet dadurch, daR eine aus einer Ebene angeordneten elektrostatischen Spriihelementen (B)
bestehende Spriihvorrichtung {A) von einer abschirmenden Hilfselektrode (C) dergestalt umgeben ist, dal3 der dadurch
zwischen der Hilfselektrode (C) und einem Teil der Werkstiickflache (D) existierende Raum die Spriihvorrichtung (A) enthalt
und bei Anlegen einer Hochspannung an die Hilfselektrode (C) einen elektrostatisch geschlossenen Raum darstelit.

2. Vorrichtung nach Pkt. 1, gekennzeichnet dadurch, daR® die an der Hilfselektrode (C) liegende Hochspannung wesentlich
niedriger ist als die an der Sprithvorrichtung (A) liegende Spannung.

3. Vorrichtung nach Pkt. 1, gekennzeichnet dadurch, daR die Vorschubeinrichtung (E) fir kontinuierlichen Betrieb und/oder fiir
Betrieb im Taktrhythmus ausgelegt ist.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum elektrostatischen Beschichten groRRer, ebener Flachen mit fliissigen oder
pulverférmigen Konservierungsstoffen.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Bekannt zum Beschichten groRer, ebener Flachen sind das Hochdruckspritzen, auch Airless-Spritzen genannt, und das
kombinierte elektrostatische Airless-Spritzen. Verwendet werden dazu Handspriihgeréte oder stationar angeordnete Automatik-
Pistolen (DE-AS 2164513). In letzter Zeit sind auch Airless-Spritzpistolen, die zusétzlich mit Druckluft arbeiten, bekannt
geworden. ‘ .

Auf Grund der bei diesen Verfahren Ublichen groRen Durchsatzmengen an Spriihmitteln sind auch die vagabundierenden
Spriih- und Riickprallnebel entsprechend groR, was zu einer erheblichen Belastung von Arbeitskraften und Umwelt fihrt.
MaRnahmen dagegen sind z. B. Spriihkabinen, die mit Absaugen und Filtrierung des Sprithmittels arbeiten (DE-OS 3006 837 und
3106605). Das ist jedoch nicht bei sehr grofRen zu behandelnden Flachen mdglich und bedingt neben einem hohen technischen
Aufwand auch einen Verlust an Sprihmitteln.

Ziel der Erfindung

Die Erfindung hat zum Ziel, die genannten Nachteile zu vermeiden und dabei der immer stérker werdenden Forderung nach
Materialeinsparung sowie der wachsenden Bedeutung von Gesundheits- und Umweltschutz Rechnung zu tragen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

DerErfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, mitder grofRe, ebene Flachen elektrostatisch beschichtet
werden kdnnen und bei der eine freie Ausbreitung von entstehenden vagabundierenden Sprihnebeln verhindert wird.
ErfindungsgemafR wird die Aufgabe dadurch geldst, daB eine, aus in einer Ebene angeordneten Spriihelementen bestehende
Sprihvorrichtung von einer abschirmenden Hilfselektrode dergestaltumgeben ist, dald der dadurch zwischen der Hilfselektrode
und einem Teil einer zu beschichtenden Werkstiickflache existierende Raum die Sprithvorrichtung enthélt und bei Anlegen einer
Hochspannung an die Hilfselektrode einen elektrostatisch geschlossenen Raum darstellt. Die Spriihvorrichtung mit der
Hilfselektrode ist mit einer Vorschubeinrichtung gekoppelt, die parallel zur Werkstickflache kontinuierlich oder ein Taktrhythmus
arbeiten kann.

Dabei ist die an der Hilfselektrode liegende Hochspannung wesentlich niedriger, als die an der Sprihvorrichtung liegende
Spannung. g

 Ausfithrungsbeispiel

Die erfindungsgemaRe Vorrichtung soll an Hand von Ausflihrungsbeispielen mit Hilfe von Zeichnungen erldutert werden.

In Figur 1 wird eine im Taktrhythmus arbeitende erfindungsgeméfie Vorrichtung dargestelit.

Die Sprihvorrichtung A besteht aus einer Anzahl beliebig, aber mit elektrostatischer Aufladung des Sprithmittels, arbeitender
Sprithelemente B, die flachenférmig angeordnet sind.

Die Sprithvorrichtung A ist von einer glockenférmigen Hilfselektrode C umgeben.

Die Arbeitsspannung der Spriihvorrichtung A betrégt ca. 120kV, wahrend die Spannung an der Hilfselektrode C nur 30-60kV
betragt. Dadurch wird einerseits eine abstoRende Wirkung fiir die gleichartig aufgeladenen Sprihmittelpartikeln erreicht,
andererseits kann der untere Rand der abschirmenden Hilfselektrode C ndher als die Sprithelemente B an die Werksttckflache D
herangezogen werden.
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In Pos. 1 wird zunachst Hochspannung an Sprihvorrichtung A und Hilfselektrode C gelegt, dann wird der Sprihmittelzulauf
kurzzeitig, entsprechend der gewlinschten Spriihschichtdicke, freigegeben. AnschlieBend kann mit an Spannung liegender
Hilfselektrode C, deren Abschirmwirkung damit erhalten bleibt, mittels einer Vorschubeinrichtung E zur Pos. 2 gefahren werden,
wo wiederum der Spriihvorgang ausgeldst wird.

Durch Uberlappen der zwei Spriihgebiete, deren Schichtdicke am Rand abnimmt, erreicht man eine gleichmaRige
Oberflachenschicht. '

In Figur 2 wird eine kontinuierlich arbeitende Vorrichtung gezeigt. Auf Grund der stetigen Vorschubb :wegung ist eine senkrecht
zur Vorschubrichtung linienférmig ausgebildete Sprithvorrichtung A fiir eine gleichmaRige Flachenbeschichtung ausreichend.
Die abschirmende Hilfselektrode C ist der Spriihvorrichtung A kastenférmig angepaft. Auf Grund der wie im ersten Beispiel
niedrigen Spannung der Hilfselektrode C wird deren unterer Rand ebenfalls ndher als die Spriihelemente B an die
WerkstUckflache D herangezogen.

Nach Einschalten der Hochspannung an Spriihvorrichtung A und Hilfselektrode C wird gleichzeitig mit der Sprihmittelfreigabe
die Vorschubeinrichtung E eingeschaltet, so dal} eine gleichmé&Rige Sprihbewegung erfolgt.
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